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Abstract (en)
[origin: US6475565B1] The invention relates to a process for producing a clothing wire which is suitable for fitting to an opening-cylinder base body,
wherein a raw wire which is customarily used to produce clothing wire is processed on end to form a wire coil, in which the teeth of the wire are
perpendicular to the coil axis and which has a diameter which corresponds to the diameter of the opening-cylinder base body or differs by at most
±5% from the diameter of the opening-cylinder base body, and the wire coil is pushed loosely onto a support device and, together with this device, is
introduced into an electroplating unit, the process steps which are customarily used for the chemical deburring of a raw wire and the nickel-diamond
coating of a clothed opening cylinder taking place in the electroplating unit, and the clothing wire being removed from the electroplating unit.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein verfahren zur Herstellung eines Garniturdrahts (2) der zum Aufbringen auf einen Auflösewalzengrundkörper (1) geeignet
ist, dadurch gekennzeichnet, daß ein zur Herstellung von Garniturdraht üblicher Rohdraht hochkant zu einer Drahtrolle verarbeitet wird, bei der
die Zähne des Drahtes senkrecht zur Rollenachse stehen und die einen Durchmesser hat, der dem Durchmesser des Auflösewalzengrundkörpers
entspricht oder der bis maximal ± 5% vom Durchmesser des Auflösewalzengrundkörpers abweicht und die Drahtrolle lose auf eine
Trägervorrichtung geschoben wird und mit dieser in eine galvanotechnische Anlage eingebracht wird, wobei in der galvanotechnischen Anlage die
für das chemische Entgraten eines Rohdrates und das Nickel-Diamant Beschichten (a) einer garnierten Auflösewalze üblichen Verfahrensschritte
ablaufen und der Garniturdraht aus der galvanotechnischen Anlage entnommen wird.
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